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摘要(译)

本发明提供一种能够有效地保护有机EL器件的阻挡膜，制造阻挡膜的有
效方法，以及具有优异耐久性的发光显示器，其中诸如暗点的非发射区
域仅在很小程度上发生。 一种制造用于发光显示器的阻挡膜的方法，所
述阻挡膜包括含有三种或更多种组分的玻璃材料，所述阻挡膜通过气相
沉积法形成。一种发光显示器，包括支撑基板1，发光层2和通过该方法
制造的阻挡膜3。可以通过溅射法用含有50至90wt％的氧化硅，5至
20wt％的氧化硼和1至10wt％的氧化铝的靶制备阻挡膜。
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